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Przyrzad do bazowania masek wzgledem podlozy przy nakladaniu
warstw cienkich
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Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do bazo-
wania masek wzgledem podlozy, przy nakladaniu
warstw cienkich majgcy zastosowanie zwlaszcza
przy wytwarzaniu cienkowarstwowych ukladow sca-
lonych metodg prézniowego napylania lub naparo-
wywania.

Dotychczasowe metody bazowania polegajg na
tym, ze podloze (plytka szklana) bazuje sie wzgle-
dem jednej podstawy lub ramki, a maske (folia
metalowa) wzgledem drugiej podstawy, po czym te
dwie podstawy taczy sie ze sobg. Ustalanie wzajem-
nych potozen odbywa sie zwykle za pomocg walco-
wych kotkéw bazujacych.

Wadg takich rozwiagzan jest koniecznos¢ bardzo
dokladnego wykonania przyrzadéw bazujacych, w
celu unikniecia skutkéw sumowania sie odchylek
Pposzczegdlnych bazowan i zapewnienia dobrej po-
wtarzalno$ci wszystkich przyrzadéw bazujacych.
Niedokladnos¢ i powtarzalno$é przyrzadéw bazujg-
cych ogranicza bowiem mozliwo$¢ miniaturyzacji
elementow cienkowarstwowych, poniewaz proces
wytwarzania scalonych ukladow cienkowarstwo-
wych polega nieraz na kilkakrotnym nakladaniu
réznych warstw o réznych ksztaltach za pomoca
réznych masek, na jedno podloze.

Celem wynalazku jest unikniecie powyzszych nie-
dogodnosci, za§ zadaniem wynalazku jest stworze-
nie prostego technoldgicznie przyrzadu do doktad-
nego i powtarzalnego bazowania roéznych masek
wzgledem znormalizowanych podlozy.
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Zadanie to zostalo rozwigzane w ten sposob, ze
przyrzad do bazowania masek wzgledem podiozy
ma trzy bazujgce kolki z kolnierzami, ktére sg tak
wtloczone do podstawy, ze diuzszy bok prostokat-
nego podloza opiera sie o dwa kolnierze a kroétszy
bok opiera sie o jeden kolnierz bazujgcego kolka.

Przyrzad do bazowania wedlug wynalazku umoz-
liwia dokladne i powtarzalne bazowanie masek
wzgledem podlozy, a jednocze$nie jest prosty kon-
strukcyjnie i technologicznie oraz nie wymaga wy-
sokiej dokladnosSci wykonania elementéw sklacio-
wych. Dokladnos$é i powtarzalno§é bazowania masek
wzgledem podlozy zalezy bowiem tylko od wspol-
osiowosci oraz dokladnos$ci wykonania malej i duzej
$rednicy kolkéw bazujgcych.

Wynalazek zostanie blizej objasniony w przykla-
dzie wykonania, przedstawionym na rysunku, na
ktorym fig. 1 przedstawia widok podstawy przy-
rzadu, fig. 2 — przekrdj poprzeczny przyrzadu z
maska i podlozem, a fig. 3 przedstawia ksztalt i roz-
mieszczenie otwordw bazujgcych w masce.

Przyrzad wedlug wynalazku sklada sie z podsta-
wy 1, bazujgcych kotkéw 7, bazujgcej sprezyny 3,
dociskajacej ramki 5 i lgczgcej klamry 6, ktére za-
pewniajg wzajemne ustawienie podloza 2 i maski 4.

Podloze 2 dociskane jest za pomocg bazujgcej
sprezyny 3 do koilnierzy 9 trzech bazujgcych kol-

- k6w T, ktére wtloczone sg do podstawy 1. Grubosé
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podloza 2, Srednica drutu bazujacej sprezyny 3 oraz
wysoko$¢ kolnierzy 9 bazujacych kolkéw 7, sa jed-
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nakowe. Maske 4 kladzie sie na zabazowane podloze
2 tak, aby bazujgce kolki 7 weszly do otworéw 10
w masce 4, a nastepnie cato§¢ lgczy sie za pomoca
dociskajacej ramki 5 i lgczgcej klamry 6. Bazujace
kolki 7 wchodza luZno do otworéw 8 w dociskajacej

ramee 5. Kolnierze 9 bazujgcych kolkéw 7 majg z ’

jednej strony ukos$ne Sciecia, ktére w czasie mon-

tazu zabezpieczaja przed zsunieciem sie bazujacej

sprezyny 3 wykonanej w ksztalcie prostokata.
Zastrzezenia pate’ntowe »

1. Przyrzad do bazowania masek wzgledem pod-
tozy przy nakladaniu warstw cienkich, znamienny
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tym, Ze ma trzy bazujgce koiki (7) z kolnierzami (9),
ktére sg tak wttoczone do podstawy (1), ze dluzszy
bok prostokatnego podloza (2) opiera sie o dwa kol-
nierze (9), a krétszy bok podloza (2) opiera sie o
jeden kotlnierz (9) bazujacego kotka (7).

2. Przyrzad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
sprezyna bazujaca (3), ktéra dociska podloze (2) do
kolnierzy (9) bazujacych koltkéw (7), jest wykonana
z drutu w ksztalcie prostokata.

3. Przyrzad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
Srodki otworéw bazujacych (10) w masce (4) sg roz—
mieszczone tak jak S$rodki bazujgcych kolkéw (7).

Fig.1
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Fig.3
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